
 

 

证券代码：688530                                             证券简称：欧莱新材 

广东欧莱高新材料股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

                                                              编号：2025-001 

投资者关系 

活动类别 

■特定对象调研              □分析师会议 

□媒体采访                  □业绩说明会 

□新闻发布会                □路演活动 

■现场参观 

□其他（请文字说明其他活动内容） 

参与单位 广发证券韶关营业部、个人投资者 17人 

时间 2025 年 3月 5日（周三）上午 9:00-12:00 

地点 公司会议室、展厅、研究院、明月湖项目现场、乳源生产基地等 

上市公司 

接待人员姓名 

董事长、总经理：文宏福 

董事、副总经理、董事会秘书：文雅 

副总经理、财务总监：毛春海 

证券事务代表：龚文家 

证券法务专员：周电云 

投资者关系活动

主要内容介绍 

2025 年 3 月 5 日上午，广发证券投教基地和广发证券韶关解放路

营业部联合组织举办了“投资者为本 投教公益行 走进上市公司欧莱新

材”的投资者教育及交流活动。活动具体情况如下： 

一、 参观公司展厅并对公司基本情况进行介绍 

二、 参观公司研究院，了解公司研发情况 

三、 参观、了解“明月湖半导体材料产业园项目” 

四、 参观公司乳源生产基地，并对募投项目“高纯无氧铜生产基

地建设项目”进展情况进行介绍 

五、 投资者互动交流 



 

 

1、能简单介绍下公司目前的主要业务和产品概况吗？ 

回复：公司主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售，主要

产品包括多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶、ITO 靶和

TCOM 靶等，产品可广泛应用于半导体显示、触控屏、建筑玻璃、装饰

镀膜、集成电路封装、新能源电池和太阳能电池等领域，是各类薄膜工

业化制备的关键材料。 

 

2、公司的未来发展规划是怎么样的？ 

回复：从发展战略布局来看，公司一方面会聚焦主业，加快半导体

显示靶材、集成电路靶材等高性能溅射靶材领域的新技术和新产品研

发，巩固提升公司在显示领域的市场竞争力，促进公司稳健和可持续发

展；另一方面公司还会积极向产业链上游拓宽高纯材料、铜及合金新材

料业务，加快高纯材料的国产化进程，拓展业绩第二增长曲线。公司会

坚定未来发展战略，两手同时抓，加快新技术成果转化，增强公司运营

的科创属性和产品的技术附加值，稳步提升运营能力和盈利水平 

 

3、作为一家科创板企业，公司有什么核心技术优势？ 

回复：高性能溅射靶材行业具有较高的核心技术壁垒、客户认证壁

垒、资金实力壁垒、专业人才壁垒等特点。公司产品类型多样、综合性

能突出、质量稳定可靠，在业内树立了良好的品牌形象。公司主要产品

涵盖多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶、ITO 靶和 TCOM

靶，并可根据下游客户需求提供近 40 种金属/非金属单质靶材、合金靶

材和陶瓷化合物靶材。公司主要产品综合性能突出，纯度、致密度、晶

粒度、绑定焊合率等多项核心技术指标已达到行业领先水平，具有较高

的市场美誉度和品牌认可度。 

公司多年潜心深耕溅射靶材行业，成功研制出适用于平面显示高世

代线的钼管靶材，创新性地采用热等静压特殊处理等核心技术工艺制备

适用于高世代线的钼靶，突破了大尺寸靶材对大型设备的依赖和国外溅



 

 

射靶材厂商的技术限制，显著降低了资本投入门槛，实现了国产替代，

有力地推动了高性能溅射靶材国产化进程。 

经过多年的技术积累和产品开发，公司在半导体显示领域积累了丰

富、优质的头部客户资源，并持续为客户配套推出适配高世代产线的溅

射靶材，充分满足了客户产线升级的需求。公司平面铜靶逐步通过京东

方、华星光电、超视界 G10.5 和 G11 等目前全球最高世代产线的产品认

证，覆盖国内半导体显示面板最高世代产线的全部客户。 

 

4、公司的募投项目进展情况如何？ 

回复：目前公司三个募投项目均进展顺利。其中，合肥欧莱“高端

溅射靶材生产基地项目（一期）”已于 2024 年 9 月 5 日投产，“高端溅

射靶材生产基地项目（一期）”的投产将有助于公司突破溅射靶材后段

加工工序的产能瓶颈，扩充主营业务产品生产能力，优化现有生产布局，

提升公司与客户交易的便利度和客户满意度，增强产品市场竞争力。 

韶关乳源“高纯无氧铜生产基地建设项目” 目前厂房建设已基本

完工，第一批设备正在安装调试中，整个项目建设稳步向前推进。本项

目投产后，公司将实现高导电率、低氧含量高纯无氧铜的量产供货，在

现有高性能溅射靶材的基础上向上游延伸产品价值链，切实保障高纯无

氧铜持续稳定的供应。  

“欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目”作为研发类项

目，将增强公司在半导体集成电路用溅射靶材领域内的技术创新能力和

产品开发能力，为后续推动半导体集成电路晶圆制造用溅射靶材产业化

奠定技术基础，目前该项目正在稳步推进实施中。 

本次活动是否涉

及应当披露重大

信息 

否 

附件清单（如有） 无 

日期 2025 年 3月 5日 


